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Silicon

MASK MASK

（１１０）

BIPOLAR TRANSISTOR 型ダブル接合太陽電池の生産技術でも KOH液によるSilicon のEtchingが鍵です。

SONYのBIPOLAR TRANSISTOR生産技術には KOH液によるSilicon のEtchingが鍵でした。
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